超精密抛光机
机械制样是显微分析中试样制备最常用的方法。通过逐级采用更细的磨料来研磨试样的表面材料，直到获得所需的效果。
1、性能参数

抛光压力：10-50 N

转速：30-300 rmp

旋转方向：顺时针、逆时针

底盘直径：200 mm

电压/频率：200-240 V / 50-60 Hz

2、应用范围
用于金属、陶瓷及其复合材料的超精密表面的加工。

3、图片
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